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DESCRIPCION

Composicion de revestimiento y método para reducir la degradacion debida a la luz ultravioleta.
Antecedentes de la invencion
Campo de la invencion

La presente invencion se refiere a una composicion de revestimiento que contiene una combinacién de compuestos
absorbentes de luz ultravioleta ligados a polimeros.

Discusion del estado de la técnica anterior

En las composiciones de revestimiento se utilizan absorbentes ultravioletas para reducir la degradacién del reves-
timiento debida a los efectos del oxigeno atmosférico, la humedad y la luz ultravioleta. La degradacién se pone de
manifiesto en grietas, pérdida de brillo, decoloracién, deslaminacién y formacién de burbujas en las peliculas de reves-
timiento endurecidas. Se sabe que estabilizadores tales como absorbentes de ultravioletas (UV) impiden o minimizan
sustancialmente estos dafios en los revestimientos.

Ejemplos de absorbentes de luz ultravioleta son benzotriazoles, 2-hidroxibenzofenonas, oxanilidas y 2-hidro-
xifeniltriazinas. Los benzotriazoles son absorbentes de luz ultravioleta muy eficaces en un amplio espectro, pero
a menudo dichos compuestos no son estables y pueden migrar hacia otras capas del revestimiento en un siste-
ma de revestimiento multicapa o pueden degradarse quimicamente en la composicién de revestimiento, perdien-
do asf su eficacia como absorbentes de luz ultravioleta. Los compuestos absorbentes de de ultravioleta de triazina
son quimicamente mads estables, pero no poseen el rango de absorcién de luz ultravioleta que presentan los benzo-
triazoles.

La Patente de Estados Unidos 5.099.027 describe la utilizacién de polimeros que contienen partes 2-hidroxifenil-
benzotriazol como estabilizadores UV y ligantes para las composiciones de revestimiento.

La solicitud europea 0 120 608 revela la utilizacién de un absorbente UV ligado a polimeros con monobenzoato
de resorcina para las composiciones de revestimiento.

Un objeto de la presente invencion consiste en mejorar la estabilidad de los absorbentes de luz ultravioleta en las
composiciones de revestimiento, de forma que aumente la absorcién de luz ultravioleta y se reduzca la degradacién de
la composicién de revestimiento debida a su exposicion a la luz ultravioleta.

Sumario de la invencion

De acuerdo con la presente invencion, se incorpora un benzotriazol ligado a un polimero o triazina ligada a un
polimero en una composicién de revestimiento en combinacién con al menos otro absorbentes de luz ultravioleta
para mejorar la resistencia de la composicién de revestimiento a la degradacién por luz ultravioleta. El benzotriazol
ligado a polimeros o la triazina ligada a polimeros impide la migracién del benzotriazol o de la triazina desde la
superficie del revestimiento y aumenta su estabilidad quimica en una composicién de revestimiento, proporcionan-
do asf una proteccion ultravioleta mas duradera. El benzotriazol ligado a polimeros y la triazina ligada a polimeros
pueden utilizarse en combinacién uno con otro, o se puede utilizar uno en combinacién con otros absorbentes ul-
travioleta tales como benzotriazoles no poliméricos, triazinas no poliméricas, 2-hidroxibenzofenona, oxanilida y sus
mezclas. El benzotriazol y la triazina pueden ser afiadidos como polimeros separados o pueden ser polimerizados
sobre un Unico compuesto polimérico. El benzotriazol o la triazina pueden polimerizarse en un componente po-
limérico de la composicién de revestimiento, ya sea una resina principal, una resina pigmentada de molienda, un
agente reticulante, un modificador de reologia, aditivos de flujo u otros componentes poliméricos de la composicién
de revestimiento. En una realizacién preferente, el benzotriazol o la triazina es polimerizado en la resina principal
reticulable.

Descripcion detallada de la invencion

La triazina ligada a polimeros y el benzotriazol ligado a polimeros se incorporan a una composicion de revestimien-
to combinados uno con otro o se utilizan individualmente junto con uno o mds otros absorbentes de luz ultravioleta
para proporcionar una proteccion ultravioleta més duradera a una composicién de revestimiento. Cuando se emplea
un benzotriazol ligado a polimeros como absorbente UV. Este se combina con compuestos seleccionados de entre
el grupo formado por triazinas que pueden ser compuestos poliméricos o no poliméricos, benzotriazoles no polimé-
ricos, compuestos 2-hidroxibenzofenona, oxanilidas y mezclas de los mismos. Cuando se utiliza una triazina ligada
a polimeros, ésta se combina con benzotriazoles ligados o no a polimeros, triazinas no ligadas a polimeros u otros
absorbentes UV tales como compuestos 2-hidroxibenzofenona, oxanilidas y mezclas de los mismos. Combinacio-
nes de absorbentes UV preferentes incluyen benzotriazol ligado a polimeros y triazina que puede estar ligada o no a
polimeros.
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En la férmula (Ia) se muestra un compuesto que comprende un benzotriazol ligado a polimeros util en la presente
invencidn:

OH
NN R,

{ N
(la),

donde, en los compuestos de formula (Ia), R;, R, y R; pueden ser hidrégeno, pero al menos uno de los grupos R,
y R, debe ser distinto de hidrégeno. Ademads, R;, R, y R; pueden ser halégeno, hidroxihalometilo, alquilo de 1 a
18 carbonos, fenilalquilo de 1 a 4 carbonos en la parte alquilo, hidroxialquilo de 1 a 24 4dtomos de carbono en la
cadena alquilo como metilo, etilo, propilo, butilo, hexilo, octilo, nonilo, dodecilo, tetradecilo, hexadecilo, octadecilo,
nonadecilo y eicosanilo y también sus correspondientes isdémeros ramificados, alquilo sustituido con COOH, -COOYj,
-CONH,, -CONHY,, -CONY,Y 9, -NH,, -NHY,, -NY,Y,, -NHCOY, -CN, y/o -OCOY ,,, teniendo de 4 a 20 dtomos
de carbono y estando interrumpido por uno o mds dtomos de oxigeno y siendo no sustituido o sustituido con hidroxilo
o alcoxi de 1 a 12 atomos de carbono, alquenilo de 3 a 6 4tomos de carbono, glicidilo, ciclohexilo no sustituido o
sustituido con hidroxilo, alquilo de 1 a 4 dtomos de carbono y/o -OCQY |, fenilalquilo de 1 a 5 dtomos de carbono
en la parte alquilo no sustituido o sustituido con hidroxilo, cloro y/o metilo, -COY, 6 -SO,Y 3, 0, siues 2, Y, es
alquileno de 2 a 16 dtomos de carbono, alquileno de 4 a 12 dtomos de carbono, xilileno, alquileno de 3 a 20 dtomos
de carbono interrumpido por uno o mas dtomos -O- y/o sustituido con hidroxilo, -CH,CH(OH)CH,-O-Y 5, -OCH,CH
(OH)CH,, -CO-Y 15-CO-, -CO-NH-Y ;-NH-CO- 6 -(CH,),,-CO,-Y 15-OCO-(CH,),,, donde m es 1, 2 6 3, Y es alquilo
de 1 a 18 dtomos de carbono, amina, alquilamina o cicloalquilamina teniendo el alquilo o cicloalquilo hasta 6 d&tomos
de carbono, alquenilo de 3 a 18 4tomos de carbono, alquilo de 3 a 20 4tomos de carbono interrumpido por uno o més
atomos de oxigeno o de azufre o -NTs- y/o sustituido con hidroxilo, alquilo de 1 a 4 dtomos de carbono sustituido
con -P(0)(0Y 14),, -NY,Y 4 0 -OCOY; y/o hidroxilo, alquenilo de 3 a 18 dtomos de carbono, glicidilo o fenilalquilo
de 1 a 5 dtomos de carbono en la parte alquilo, Y, € Yy, independientemente uno de otro, son alquilo de 1 a 12
atomos de carbono, alcoxialquilo de 3 a 12 dtomos de carbono, dialquilaminoalquilo de 4 a 16 dtomos de carbono
o ciclohexilo de 5 a 12 4tomos de carbono, o Yy € Y, conjuntamente son alquileno, oxalquileno o azaalquileno
teniendo en cada caso de 3 a 9 dtomos de carbono, Y, es alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono, alquenilo de 2 a 18
atomos de carbono o fenilo, Y, es alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, alquenilo de 2 a 18 dtomos de carbono,
fenilo, alcoxi de 1 a 12 d&tomos de carbono, fenoxi, alquilamino de 1 a 12 atomos de carbono o fenilamino, Y; es
alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono, fenilo o alquilfenilo de 1 a 8 dtomos de carbono en la parte alquilo, Y, es
alquilo de 1 a 12 atomos de carbono o fenilo, Y;s es alquileno de 2 a 10 dtomos de carbono, fenileno o un grupo
-fenileno-M-fenileno- donde M es -O-, -S-, -SO,-, -CH,- 6 -C(CHjs),-, Y ¢ es alquileno, oxaalquileno o tiaalquileno,
en cada caso de 2 a 10 atomos de carbono, fenileno o alquenileno de 2 a 6 dtomos de carbono, Y, es alquileno
de 2 a 10 dtomos de carbono, fenileno o alquilfenileno de 1 a 11 dtomos de carbono en la parte alquilo, e Y5 es
alquileno de 2 a 10 4&tomos de carbono o alquileno de 4 a 20 dtomos de carbono interrumpido una o varias veces por
oxigeno.

R, puede ser fenilalquilo de 1 a 4 atomos de carbono en la parte alquilo, por ejemplo bencilo, y puede ser
también cicloalquilo de 5 a 8 dtomos de carbono, por ejemplo ciclopentilo, ciclohexilo y ciclooctilo o un grupo de
férmula

R4
|
- C - CnH2n+1—m - Mm
|
RS

donde R, y Rs, independientemente uno de otro, son alquilo de 1 a 5 d&tomos de carbono en cada caso, en particular
metilo, o R, junto con el grupo C,Hy,,;_, forma un grupo cicloalquilo de 5 a 12 4tomos de carbono, por ejemplo
ciclohexilo, ciclooctilo y ciclodecilo. M es un grupo de férmula -COORg¢ siendo Ry hidrégeno o alquilo de 1 a 12
atomos de carbono o alcoxialquilo de 1 a 20 dtomos de carbono en cada una de las partes alquilo y alcoxi. Los
grupo alquilo R¢ adecuados son los citados para R,. Ejemplos de grupos alcoxialquilo adecuados son -C,H,OC,Hs,
-C,H,0OCsH,; y -C,HgOC,Hy. Como fenilalquilo de 1 a 4 atomos de carbono, Ry es, por ejemplo, bencilo, cumilo, a-
metilbencilo o fenilbutilo.

Al menos uno de los grupos R, y R, debe ser distinto de hidrégeno.
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Como alternativa, un benzotriazol 1til en la presente invencién tiene la férmula siguiente:

- -
OH
< N\N AT
Ty N ‘Q(/[

En los compuestos de formula (Ib), T es hidrégeno o alquilo de 1 a 6 4tomos de carbono tal como metilo y butilo,
T, es hidrégeno, cloro o alquilo o alcoxi de 1 a 4 &tomos de carbono en cada caso, por ejemplo metilo, metoxi y butoxi,

ynes162.Sines 1, T, es cloro o un grupo de férmula -OT; 6 __ N - ysines 2, T, es un grupo de férmula

-N-Ty,-N- o -0-Ty-0 —, siendo T; hidrégeno, alquilo de 1 a 18 d&tomos de carbono no sustituido o
| |
Ts T

sustituido con de 1 a 3 grupos hidroxilo o con -OCOTs, alquilo de 3 a 18 4tomos de carbono interrumpido una o varias
veces por -O- 6 -NTg- y no sustituido o sustituido con hidroxilo o -OCOTj. Ejemplos de T; como cicloalquilo incluyen
cicloalquilo de 5 a 12 dtomos de carbono como ciclopentilo, ciclohexilo o ciclooctilo, no sustituido o sustituido con
hidroxilo y/o alquilo de 1 a 4 4&tomos de carbono en la parte alquilo, por ejemplo bencilo o fenilbutilo. T; puede ser
también alquenilo de 2 a 18 dtomos de carbono. Los grupos alquenilo adecuados se derivan de los grupos alquilo
citados en las definiciones de R,. Estos grupos alquenilo pueden estar sustituidos con hidroxilo. T; puede ser también
fenilalquilo de 1 a 4 d4tomos de carbono en la parte alquilo.

Ejemplos de T; como fenilalquilo son bencilo, feniletilo, cumilo, a-metilbencilo o bencilo. T; puede ser también

¢
7/ \CH
un grupo de férmula -CH,C-H(OH)-T, o -CHaCH 2

T, y Ts, independientemente uno de otro, son hidrégeno, alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono, alquilo de 3 a
18 4tomos de carbono y estd interrumpido una o varias veces por -O- 6 NTy-, cicloalquilo de 5 a 12 dtomos de
carbono, por ejemplo fenilo, fenilo sustituido con alquilo de 1 a 4 dtomos de carbono, alquenilo de 3 a 8 atomos de
carbono, fenilalquilo de 1 a 4 dtomos de carbono en la parte alquilo o hidroxialquilo de 2 a 4 dtomos de carbono,
T, es hidrégeno, alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, cicloalquilo de 5 a 12 dtomos de carbono, alquenilo de 3 a 8
atomos de carbono, fenilo, fenilo sustituido con alquilo de 1 a 4 4&tomos de carbono, fenilalquilo de 1 a 4 dtomos de
carbono en la parte alquilo, T; es hidrégeno, alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, fenilo no sustituido o sustituido con
hidroxilo, fenilalquilo de 1 a 4 d4tomos de carbono en la parte alquilo o -CH,OTg, Ty es alquilo de 1 a 18 dtomos de
carbono, alquenilo de 3 a 8 dtomos de carbono, cicloalquilo de 5 a 10 dtomos de carbono, fenilo, fenilo sustituido con
alquilo de 1 a 4 d4tomos de carbono o fenilalquilo de 1 a 4 4tomos de carbono en la parte alquilo. Ty es alquileno de 2
a 8 4tomos de carbono, alquenilo de 4 a 8 4&tomos de carbono, ciclohexileno, alquileno de 2 a 18 dtomos de carbono
interrumpido una o varias veces por -O-.

La 2-hidroxifeniltriazina tiene la férmula

(Ya) (Yy) ,
r .

(I1).
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En los compuestos de formula (IT), ues de 1 a2 y r es un niimero entero de 1 a 3, los Y, sustituidos son, indepen-
dientemente uno de otro, hidrégeno, hidroxilhalometilo, alquilo de 1 a 12 d4tomos de carbono, alcoxi de 1 a 18 dtomos
de carbono, fenoxi no sustituido o sustituido con hidroxilo, alcoxi de 1 a 18 4tomos de carbono o halégeno, o sustituido
con alquilo o alcoxi en cada caso de 1 a 18 dtomos de carbono o con halégeno, cuando u es 1, Y, es alquilode 1 a
18 atomos de carbono, alquilo de 1 a 12 4tomos de carbono sustituido con -COOH, -COOYjy, -CONH,, -CONHY,,
-CONY,Y o, -NH,, -NHY,, -NY,Y 4, -NHCOY,;, -CN y/o -OCOY,, que tiene de 4 a 20 4tomos de carbono, in-
terrumpido por uno o mas dtomos de oxigeno y no sustituido o sustituido con hidroxilo o alcoxi de 1 a 12 dtomos de
carbono, alquenilo de 3 a 6 4&tomos de carbono, glicidilo, ciclohexilo no sustituido o sustituido con hidroxilo, alquilo
de 1 a 4 atomos de carbono y/o -OCOY ,, fenilalquilo de 1 a 5 4&tomos de carbono en la parte alquilo y no sustituido o
sustituido con hidroxilo, cloro y/o metilo, -COY, 6 -SO,Y 3, 6, siues 2, Y, es alquileno de 2 a 16 dtomos de carbono,
alquileno de 4 a 12 dtomos de carbono, xileno, alquileno de 3 a 20 dtomos de carbono, interrumpido por uno o mas
atomos -O- y/o sustituido con hidroxilo, -CH,CH(OH)CH,-O-Y 5, -OCH,CH(OH)CH,, -CO-Y ;,-CO-, -CO-NH-Y ;-
NH-CO-, 6 -(CH,),,-CO,-Y 3-OCO-(CH,),,, siendo m 1, 2 6 3, Y; es alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, amina,
alquilamina o cicloalquilamina donde el grupo alquilo o cicloalquilo tiene hasta seis dtomos de carbono, alquenilo de
3 a 18 dtomos de carbono, alquilo de 3 a 20 4tomos de carbono interrumpido por uno o mas dtomos de oxigeno o azufre
0 -NTs- y/o sustituido con hidroxilo, alquilo de 1 a 4 &tomos de carbono y sustituido con -P(O)(OY4),, -NYoY,o 6
-OCQY; y/o hidroxilo, alquenilo de 3 a 18 dtomos de carbono, glicidilo o fenilalquilo de 1 a 5 4tomos de carbono en
la parte alquilo, Y, e Y}, son, independientemente uno de otro, alquilo de 1 a 12 d&tomos de carbono, alcoxialquilo de 3
a 12 dtomos de carbono, dialquilaminoalquilo de 4 a 16 dtomos de carbono o ciclohexilo de 5 a 12 4tomos de carbono,
0 Yy e Yy conjuntamente son alquileno, oxalquileno o azaalquileno en cada caso de 3 a 9 dtomos de carbono, Y,; es
alquilo de 1 a 18 atomos de carbono, alquenilo de 2 a 18 dtomos de carbono o fenilo, Y, es alquilo de 1 a 18 dtomos
de carbono, alquenilo de 2 a 18 dtomos de carbono, fenilo, alcoxi de 1 a 12 dtomos de carbono, fenoxi, alquilamino
de 1 a 12 dtomos de carbono o fenilamino, Y3 es alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, fenilo o alquifenilo de 1 a 8
atomos de carbono en la parte alquilo, Y, es alquilo de 1 a 12 dtomos de carbono o fenilo, Y5 es alquileno de 2 a 10
atomos de carbono, fenileno o un grupo -fenileno-M-fenileno- donde M es -O-, -S-, -SO,-, -CH,- 6 -C(CHjs),-, Y4 €5
alquileno, oxaalquileno o tiaalquileno, en cada caso de 2 a 10 dtomos de carbono, fenileno o alquileno de 2 a 6 4tomos
de carbono, Y, es alquileno de 2 a 10 d4tomos de carbono, fenileno o alquilfenileno de 1 a 11 4&tomos de carbono en la
parte alquilo, e Y5 es alquileno de 2 a 10 dtomos de carbono o alquileno de 4 a 20 dtomos de carbono interrumpido
una o varias veces por oxigeno.

La 2-hidroxibenzofenona tiene la férmula

0 OH
,.‘j‘\,/c‘\,/,\i
ZV—T H 1 . .TT—.ZW

\{// V

En la férmula, v es un nimero entero de 1 a 3y w es 1 6 2 y los sustituyentes Z son, independientemente uno
de otro, hidrégeno, halégeno, hidroxi, alquilo, alcoxi o alquiltio, en cada caso de 1 a 22 dtomos de carbono, fenoxi o
feniltio.

Los compuestos absorbentes de luz ultravioleta ligados a polimeros se someten a reaccion en los polimeros median-
te reacciones de polimerizacién por adicién, condensacion o reordenamiento, o injerto. Los compuestos UVA pueden
someterse a reaccion sobre el mismo polimero o en polimeros separados. Ejemplos de polimeros en los cuales pueden
incorporarse son: poliolefinas, poliacrilatos, polimetacrilatos, poliestireno, poliestirenos derivatizados, poliuretanos,
epoxi, poliéster, poliéter, polimeros alquida y carbamato y mezclas de los mismos.

El benzotriazol ligado a polimeros es eficaz para absorber la luz UV en el rango de aproximadamente 200 nm
hasta aproximadamente 450 nm, en particular en el rango de 240 nm hasta 420 nm. En la realizacion preferente, el
benzotriazol es polimerizado en la resina principal o reticulante utilizado en la composicién de revestimiento. Como
alternativa, el benzotriazol es polimerizado sobre una resina pigmentada de molienda o en otro compuesto utilizado
en la composicion de revestimiento.

El absorbente de luz ultravioleta ligado a polimeros se incorpora en la composiciéon de revestimiento en una canti-
dad de entre el 0,1 y el 30,0 por ciento en peso, preferentemente entre el 1,0 y el 10,0 por ciento en peso, con respecto
al peso total de la composicién de revestimiento.

La resina polimérica principal se selecciona de entre el grupo formado por resinas de acrilato, metacrilato, uretano,
carbamato, poliéster, poliéter, poliestireno, poliestireno derivatizado, poliolefinas, resinas poliméricas alquidicas y
epoxidicas y mezclas de las mismas. La resina principal puede ser una resina de acrilato hidroxi funcional.
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La composicién de revestimiento puede comprender ademds un reticulante seleccionado de entre el grupo formado
por isocianatos, ureas, aminoplasticos, carbamatos y mezclas de los mismos.

La composicién de revestimiento de acuerdo con la invencién puede utilizarse como capa transparente, por ejemplo
para un revestimiento compuesto color-mds-transparencia.

En una realizacién preferente, el 2-hidroxifenilbenzotriazol o la triazina se copolimeriza con una resina principal
de acrilato hidroxi funcional.

Se ilustra la invencién mediante los siguientes ejemplos no limitativos.
Ejemplo 1
Benzotriazol ligado a polimeros acrilicos

Absorbente de Luz Ultravioleta Ligado a Polimeros

Se preparé un absorbente de luz ultravioleta ligado a polimeros que contenia un 2,0% de benzotriazol con respecto a
los sélidos totales del revestimiento mediante polimerizacién de 28,4 gramos de un benzotriazol vendido bajo la marca
comercial Norbloc™ 7966, de Noramco, Inc., sobre 1.514,3 gramos de una resina de carbamato hidroxi funcional,
vendida bajo la marca comercial Ureclear®, de BASF Corporation. La resina de carbamato hidroxi funcional tenfa una
equivalencia en hidroxi de 1.650 g/equivalente al 95% de contenido en no volatiles.

Ejemplo 2

Composicion de revestimiento que contiene benzotriazol ligado a polimeros

Ingrediente Cantidad *
Resina acrilica del Ejemplo 1 75,51
*Resimine 747 Aminoplast 20,66
Catalizador acido 1,00
Aditivo de control de reologia de silice ahumada 1,31
Aditivo de control de flujo 0,20
Promotor de adhesion 1,32
Total 100,00

* Todos los pesos son porcentajes en peso con respecto al contenido total de s6lidos del revestimiento.
Ejemplo 3
Composicion de revestimiento que contiene una mezcla de benzotriazol y triazina ligados a polimeros

A la composicion de revestimiento del Ejemplo 2 se afiadieron 2,1 gramos de 2-hidroxifenitriazina. La triazina se
utilizé en una solucién al 72% de triazina y disolvente. La composicién de revestimiento resultante comprendia un 1%
en peso con respecto al contenido de sélidos de 1la composicion de revestimiento.

Ejemplo 4

Composicion de revestimiento que contiene benzotriazol, triazina ligados a polimeros y un fotoestabilizador de amina
impedida (HALS)

A la composicién de revestimiento del Ejemplo 2 se afiadié 2-hidroxifeniltriazina en una cantidad de 2,1 gramos
y un fotoestabilizador de amina impedida (HALS) vendido bajo la marca comercial Sandivar 3058 de Sandoz, en una
cantidad del 1,5% con respecto al contenido total de sélidos de la composicién de revestimiento. E1 HALS se utiliza
en una solucién al 95%, solucién que comprende HALS y disolvente.
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REIVINDICACIONES

1. Composicién de revestimiento que comprende

a) una resina principal reticulable, y

b) una combinacién de compuestos absorbentes de luz ultravioleta,

caracterizada porque al menos un absorbente de luz ultravioleta es un absorbente de luz ultravioleta ligado a
polimeros seleccionado de entre el grupo formado por benzotriazoles ligados a polimeros de férmulas
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i

2-hidroxifeniltriazinas ligadas a polimeros de férmula (II)

y sus mezclas,
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utilizadas en combinacién con un absorbente de luz ultravioleta no ligado a polimeros seleccionado de entre el gru-
po formado por 2-hidroxifeniltriazinas no poliméricas, benzotriazoles no poliméricos, 2-hidroxibenzofenonas, oxani-

lida, y mezclas de los mismos,

donde
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en los compuestos de férmula (Ia),

R, se selecciona de entre el grupo formado por hidrégeno, alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, fenilalquilo de 1
a 4 dtomos de carbono en la parte alquilo, y

R, se selecciona de entre el grupo formado por hidrégeno, halégeno, alquilo de 1 a 18 carbonos, fenilalquilo de 1
a 4 carbonos en la parte alquilo,

R; se selecciona de entre el grupo formado por hidrégeno, cloro, alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono;

siendo al menos uno de los grupos R, y R, distinto de hidrégeno;
en la férmula (Ib)

T es hidrégeno o alquilo de 1 a 6 4tomos de carbono,

T, es hidrégeno, cloro o alquilo de 1 a 4 4tomos de carbono y

neslo?2,

cuandones 1, T, es cloro o un grupo de férmula -OT;, donde T; es hidrégeno, alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono
no sustituido o sustituido con de 1 a 3 grupos hidroxilo; alquilo de 3 a 18 d&tomos de carbono interrumpido una o varias
veces por -O- y no sustituido o sustituido con hidroxilo; alquenilo de 2 a 18 atomos de carbono no sustituido o
sustituido con hidroxilo; fenilalquilo de 1 a 4 4&tomos de carbono en la parte alquilo, o un grupo de férmula -CH,CH
(OH)-T; o glicidilo, donde T es hidrégeno, alquilo de 1 a 18 d4tomos de carbono, fenilo no sustituido o sustituido con

hidroxilo;

y sines 2, T, es un grupo de férmula -O-Ty-O-; Ty es alquileno de 2 a 8 dtomos de carbono, alquenileno de 4 a 8
atomos de carbono, ciclohexileno, alquileno de 2 a 18 adtomos de carbono e interrumpido una o varias veces por -O-,

en la férmula (II)
uesdela?,
r es un numero entero de 1 a 3,

los sustituyentes Y, son, independientemente uno de otro, hidrégeno, hidroxilo, halégeno, halometilo, alquilo de
1 a 12 atomos de carbono, alcoxi de 1 a 18 dtomos de carbono,

cuando u es 1, Y, es alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, alquilo de 1 a 12 dtomos de carbono sustituido con
-COOH,

-COO0Yj3, -CONH,, CONHY,, -ONY,Y 9, -CN, -OCQOY |, o mezclas de los mismos; alquilo de 4 a 20 4tomos de
carbono interrumpido por uno o mds dtomos de oxigeno y no sustituido o sustituido con hidroxilo o alcoxi de 1 a 12
atomos de carbono; alquenilo de 3 a 6 4tomos de carbono, glicidilo, fenilalquilo de 1 a 5 4&tomos de carbono en la parte
alquilo y no sustituido o sustituido con hidroxilo, cloro y/o metilo; -COY;, 6 SO,Y 3,

donde

Y es alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono, amina, alquilamina o cicloalquilamina teniendo el grupo alquilo o
cicloalquilo hasta seis 4&tomos de carbono, alquenilo de 3 a 18 dtomos de carbono, alquilo de 3 a 20 4tomos de carbono
interrumpido por uno o mds dtomos de oxigeno o de azufre o -NTg- y/o sustituido con hidroxilo, alquilo de 1 a 4
atomos de carbono sustituido con -P(O)(OY 4),, -NY,Y,y 6 -OCOY; y/o hidroxilo; alquenilo de 3 a 18 4dtomos de
carbono, glicidilo o fenilalquilo de 1 a 5 4tomos de carbono en la parte alquilo,

Y, e Y son, independientemente uno de otro, alquilo de 1 a 12 d4tomos de carbono, alcoxialquilo de 3 a 12 dtomos
de carbono, dialquilaminoalquilo de 4 a 16 d&tomos de carbono o ciclohexilo de 5 a 12 dtomos de carbono,

Y, es alquilo de 1 a 18 4&tomos de carbono, alquenilo de 2 a 18 atomos de carbono o fenilo,

Y, es alquilo de 1 a 18 dtomos de carbono, alquenilo de 2 a 18 dtomos de carbono, fenilo, alcoxi de 1 a 12 dtomos
de carbono, fenoxi, alquilamino de 1 a 12 d&tomos de carbono o fenilamino,

Y; es alquilo de 1 a 18 4tomos de carbono, fenilo o alquifenilo de 1 a 8 4&tomos de carbono en la parte alquilo;
y cuando u es 2, Y, es alquileno de 2 a 16 atomos de carbono, alquileno de 4 a 12 atomos de carbono interrumpido

por uno o mds atomos -O- y/o sustituido conpor hidroxilo; -CH,CH(OH)CH,-O-Y 5, -OCH,CH(OH)CH, 6 -(CH,),,-
CO,-Y 3-OCO-(CH,),,, siendom 1,2 6 3,
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Y4 es alquilo de 1 a 12 d&tomos de carbono o fenilo,

Y5 es alquileno de 2 a 10 dtomos de carbono, fenileno o un grupo -fenileno-M-fenileno- donde M es -O-, -S-,
-S0O;-, -CH,- 6 -C(CH;),-, e

Y5 es alquileno de 2 a 10 dtomos de carbono o alquileno de 4 a 20 dtomos de carbono interrumpido una o varias
veces por oxigeno.

2. Composicion de revestimiento segtin la reivindicacion 1, caracterizada porque la combinacion de compuestos
absorbentes ultravioleta comprende un benzotriazol polimérico en combinacién con 2-hidroxifeniltriazinas ligadas a
polimeros.

3. Composicién de revestimiento segun la reivindicacion 2, caracterizada porque la combinacién de compuestos
absorbentes ultravioleta comprende ademds compuestos seleccionados de entre el grupo formado por 2-hidroxifenil-
triazinas no poliméricas, benzotriazoles no poliméricos, oxanilida no polimérica, 2-hidroxibenzofenonas no poliméri-
cas y mezclas de los mismos.

4. Composicion de revestimiento segun la reivindicacién 1, caracterizada porque la combinacién de compuestos
absorbentes de luz ultravioleta comprende ademds un compuesto absorbente de luz polimérico que tiene la férmula:

donde v es un niimero enterode 1 a3 y wes 1 6 2y los sustituyentes Z son, independientemente uno de otro, hidrégeno,
hal6geno, hidroxi o alcoxi de 1 a 22 4tomos de carbono.

5. Composicién de revestimiento segun la reivindicacion 1, caracterizada porque los compuestos absorbentes
de ultravioleta ligados a polimeros son polimerizados sobre los componentes de la composicién de revestimiento,
seleccionados de entre el grupo consistente en una resina principal, un reticulante y sus mezclas.

6. Composicién de revestimiento segin la reivindicacién 1, caracterizada porque la resina polimérica principal
se selecciona de entre el grupo formado por resinas de acrilato, metacrilato, uretano, carbamato, poliéster, poliéter,
poliestireno, poliestireno derivatizado, poliolefinas y resinas alquidicas y epoxidicas poliméricas, y mezclas de las
mismas.

7. Composicién de revestimiento segun la reivindicacién 1 que comprende ademds un reticulante seleccionado de
entre el grupo formado por isocianatos, ureas, aminoplasticos, carbamatos y mezclas de los mismos.

8. Composicion de revestimiento segtn la reivindicacion 1 6 2, caracterizada porque el 2-hidroxifenilbenzotriazol
o la triazina es copolimerizada con una resina principal de acrilato que tiene funcionalidad hidroxi y la composicién
de revestimiento incluye un reticulante aminopldstico.

9. Composicion de revestimiento segin la reivindicacion 1, caracterizada porque el revestimiento es una compo-
sicién de revestimiento de capa transparente.

10. Método para mejorar la absorcion de radiacién ultravioleta de una composicién de revestimiento que compren-
de el paso de afiadir a la composicidn de revestimiento una combinacidon de compuestos absorbentes de luz ultravioleta
como se ha definido en la reivindicacién 1.

11. Método para mejorar la absorcién de radiacién ultravioleta de la capa transparente de un revestimiento com-
puesto color-més-transparencia que comprende el paso de afiadir a la capa transparente una combinacién de compues-
tos absorbentes de luz ultravioleta como se ha definido en la reivindicacién 1.

12. Método segun la reivindicacién 10 u 11, caracterizado porque la combinacidon de compuestos absorbentes de
ultravioleta comprende un benzotriazol polimérico en combinacién con 2-hidroxifeniltriazinas ligadas a polimeros.

13. Método segun la reivindicacién 12, caracterizado porque la combinacién de compuestos absorbentes de ul-
travioleta comprende ademds compuestos seleccionados de entre el grupo formado por 2-hidroxifeniltriazinas no
poliméricas, benzotriazoles no poliméricos, oxanilida no polimérica, 2-hidroxibenzofenonas no poliméricas y mezclas
de los mismos.
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14. Método segtn la reivindicacién 10 u 11, caracterizado porque la combinacién de compuestos absorbentes de
luz ultravioleta comprenden ademds un compuesto absorbente de luz polimérico que tiene la férmula:

donde v es un nimero enterode 1 a3 y wes 1 6 2 y los sustituyentes Z son, independientemente uno de otro, hidrégeno,
hal6geno, hidroxi o alcoxi de 1 a 22 4tomos de carbono.

15. Método segtn la reivindicacién 10 u 11, caracterizado porque los compuestos absorbentes de ultravioleta son
polimerizados sobre un componente de la composicioén de revestimiento seleccionado de entre el grupo consistente en
una resina principal, un reticulante y mezclas de los mismos.

16. Método segtn la reivindicacién 10 u 11, caracterizado porque el benzotriazol es polimerizado sobre una resina
principal seleccionada de entre el grupo formado por resinas de acrilato, metacrilato, uretano, carbamato, poliéster,
poliéter, poliestireno, poliestireno derivatizado, poliolefinas, resinas alquidicas y epoxidicas poliméricas y sus mezclas.

17. Método segun la reivindicacién 11, caracterizado porque el benzotriazol es copolimerizado con una resina
principal de acrilato que tiene funcionalidad hidroxi.

18. Método segtn la reivindicacién 10 u 11, que comprende ademads un reticulante seleccionado de entre el grupo
formado por isocianatos, ureas, aminoplasticos, carbamatos y mezclas de los mismos.

19. Método segtin la reivindicacién 16, caracterizado porque la composicién de revestimiento se reticula con una
resina reticulante aminopléstica.
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